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Instrucéo para o cadastro
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1) Para acessar o Sistema de Gestdo do Simpoésio 2016 acesse o seguinte

link: www.fatectatui.com.br/simposio.

2) Vocé sera direcionado para a seguinte tela:

FATEC TATUIL INSTRUCOES DE USO

PROGRAMACAQ SIMPOSIO 2016

Bem-vindo ao Sistema de Apoio a Eventos da FATEC - TATUI
-
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Por favor. apos a lertura das mstrugdes. preencha os campos abaixo para efetuar o cadastro no sistema. Esse procedimento &
necessario tanto para participar dos eventos quanto para a submissio de trabalhos.

Cadastrar-se Entrar
Nome: Email:
Email: Senha:
s
Esqueceu a senha?

Cadastrar-se
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TATUI
Fig. 1

Nesta tela inicial, caso vocé ja tenha cadastro no sistema, basta realizar
seu login; caso ainda néo tenha cadastro no sistema, realize-o com as

informacgdes que se pede.

3) Caso tenha esquecido sua senha, clique em “Esqueceu a senha?”:

Por favor, insira o seu email para recuperar a senha

Email:
RECUPERAR

Fig. 2

Preencha com seu e-mail e cligue em “Recuperar’. Se seu e-email
estiver cadastrado, vocé recebera um e-mail com sua senha.
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4) Caso nado estiver cadastrado, clicar em “Cadastre-se”. Vocé sera
direcionado para a tela onde devera completar seu cadastro:

INICIO ADMINISTRADORES FATEC TATUIL DESENVOLVEDORES

Preencha os campos abaixo para completar o cadastro.

Nome: Denis Nogueira

Emaul: denis 1nogueira@gmail.com
Telefone:
Titulagéio:

Senha:

Instituicio:

Profissional

Data de Nascimento:

Profissdo:
Formagédo Especifica:

Finalizar Cadastro

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TATUI

Fig. 3
Preencha seus dados e clique em “Finalizar Cadastro”.

5) Caso tudo ocorra bem, vocé vera a mensagem:

fatectatui.com.br diz:

Cadastro efetuado com sucesso. Efetue seu login!

Fig. 4
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Vocé recebera um e-mail confirmando seu cadastro:

%
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Cadastro Realizado / Simposio 2016

simposio@fatectatui.edu.br (simposio@fatectatui.edu.br)

Para: denislnogueira@yahoo.combr ¥

Prezado(a ) wee——————

Seu cadastro foi realizado com sucesso.

MNome: ——————————
E-mail: mee ittt
Senha : T

Comissdo Organizadora

Enviado em: 05/07/2016 09:15

Fig. 5

6) Vocé podera fazer seu login no sistema, preenchendo com seu e-mail e
senha cadastrados:

Entrar

Emaail:
Senha:

Entrar

Esqueceu a senha?

Fig. 6

7) Ao entrar no sistema, vocé vera a tela abaixo. Vocé podera escolher em
qual evento deseja participar. Basta clicar em entrar:
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Graduado (a) Denis Aparecido Nogueira de Deus | denis.nogueiral@fatec.sp.gov.br|SAIR
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Cracha Alterar Senha Ajuda

1 SI MAPOSIO Simposio 2016 Simposio de tecnologia da Fatec Tatui E
de CleNCIa e de
tecnologia
Fig. 7

Atencdo: o Crachd somente estara disponivel para impressao no
momento das inscricdes das palestras e das atividades.

8) Vocé entédo sera direcionado para a area do evento que escolheu:

| fatectatui.com.br diz; g

Voce sera redirecionado

Fig. 8

9) Na area do evento selecionado, vocé vera a tela abaixo. Nela vocé
poderd acompanhar o andamento dos seus projetos submetidos e 0s
projetos que vocé é co-autor (para que projetos de co-autoria sejam
exibidos, o autor principal devera cadastrar vocé e seu e-mail como um
dos co-autores do projeto por ele submetido):

Graduado (a) Denis Aparecido Nogueira de Deus | denis.nogueiral@fatec.sp.gov.br | SAIR

Cracha Instrugdo para submisséo de projeto Novo Projeto Download Modelo de Poster Alterar Senha

Fig. 9
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Atencéo: antes de fazer a submissao de seus projetos, ler as instrucdes que
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podem ser baixadas, clicando em “Instrugéo para submissao de projeto”.
10) Para sair do sistema, clicar em “SAIR” e a mensagem abaixo sera

exibida:

1 fatectatui.com.br diz:

Voce saiu do sistemnal

Fig. 10
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